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Abstrakt: V nedávné minulosti začal prudce narůstat zájem o procesy a techniky schopné
vytvářet struktury s charakteristickými rozměry na nanoskopické úrovni za účelem
modifikace fyzikálních vlastností materiálů a povrchů. Jednou z velice perspektiv-
ních technik je tvorba povrchových nanostruktur pomocí iontového odprašování (Ion
Beam Sculpting). Při ozařování materiálů energetickými ionty (v oblasti jednotek až
desítek keV) může za jistých podmínek na jejich površích vznikat velice pravidelná
periodická struktura. Takto upravené povrchy mají zajímavé fyzikální vlastnosti
(magnetická anisotropie, katalytická aktivita, modifikovaný index lomu. . .), ale fy-
zikální pochopení tohoto jevu je stále neuspokojivé.

V rámci tohoto tématu se student seznámí s problematikou povrchových nano-
struktur na ionty bombardovaných površích a s různými teoretickými modely jejich
vzniku. Platnost těchto modelů bude pak experimentálně zkoumána.
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